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　このたび、国立大学法人広島大学と株式会社半導体理工学研究センターが開発し、経済産業省／NEDO技術開発機構が支援を行って

きたトランジスタモデル「HiSIM-LDMOS」が、我が国で開発されたモデルとして初めて国際標準化機関CMC（Compact Model Council）に

おいて、国際標準モデルに選定されました。 

　本モデルを使用することで半導体回路シミュレーションの精度が向上します。これにより、例えば、情報家電等に用いられている高耐圧

トランジスタ搭載の半導体LSI の設計最適化が可能になり、消費電力削減効果等が期待されます。 

　つきましては、下記のとおり記者説明会を開催致しますので、ご出席賜りたくご案内申し上げます。

記

日　

時：
2008年1月17日（木）　10:30〜1130　（受付開始　10:00）

会　

場：

NEDO技術開発機構（川崎）　16階　会議室Ａ 

（16階エレベータホール正面のNEDO　技術開発機構受付に向かって右奥の会議室で

す。） 

〒211-8554　神奈川県川崎市幸区大宮町　1310　ミューザ川崎セントラルタワー16F 

（　http://www.nedo.go.jp/introducing/shozaichi.html　） 

TEL：044-520-5210（NEDO技術開発機構　電子・情報技術開発部）

     

出席予定者：  

  国立大学法人広島大学   学長　浅原利正

  　 　 同 先端物質科学研究科 教授　三浦道子

  　 　 同 ナノデバイス・システム研究センター 教授　H.J. Mattausch

  株式会社半導体理工学研究センター 代表取締役社長 下東勝博

  　 　 同 企画部部長代理／標準化推進室室長 古井芳春

  NEDO技術開発機構　電子・情報技術開発部 部長 富田健介

  　 　 同 プログラムマネージャ 秦信宏

 

【お問い合わせ先】 

・技術内容その他について 

　株式会 半 導体理工学研究セン 1子　企化部 　精芳春 
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・発表会、 会場会 の他に 工い： 

　 健Eモ術開 発機 構　電子 ・情報 技術開発部　道問

 

　 TE、：04 4半術発0半術発会0L 　　F会h： 04 4 半術 発0 半術 発会発 L 　　E半 半 精デ ナ：技精階t学（（ 発6付室u削学りュ 学り代0 

　（ 容は半せ道会とた上L信しj導4機い信） 
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